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Politechnika Wroctawska

Whiosek
z dnia 09.08.2023r.

o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
NAUK INZYNIERYJNO — TECHNICZNYCH w dyscyplinie INZYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Okreslenie osiagniecia naukowego bedacego podstawa ubiegania si¢ o nadanie stopnia doktora
habilitowanego stanowi cykl powigzanych tematycznie publikacji naukowych pod tytutem:

»Badania nad mozliwoscia wykorzystania technologii przyrostowych do wytwarzania
personalizowanych wyrob6w medycznych na bazie biomaterialéw metalicznych”

Whioskuje — na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym 1 nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm.) — aby komisja habilitacyjna podejmowata
uchwale w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajnym/jawnym.

Zostatem poinformowany, ze:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postgpowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczgcy Rady Doskonalosci
Naukowej z siedzibg w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV pietro, 00-901 Warszawa,).

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.
Dane osobowe bedq przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. 1 lit. ¢
Rozporzgdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwigzku z art. 220 - 221 orazart.
232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, w celu
przeprowadzenie postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw
i obowigzkow oraz srodkow odwolawczych przewidzianych w tym postgpowaniu.

Szczegolowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postegpowaniu dostgpna jest
na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html




Zalaczniki:

1. Dokument z danymi wnioskodawcy;
2. Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie stopnia doktora nauk technicznych;
3. Autoreferat;

4. Wykaz osiagnie¢ naukowych albo artystycznych, stanowigcych znaczny wklad w rozwdj okreslonej
dyscypliny;

5. Oswiadczenia wspotautoréw publikacji;

6. Publikacje naukowe wchodzace w sklad monotematycznego cyklu;

7. Dokumenty potwierdzajace opisywane we wniosku osiagniecia i aktywnosci.



